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摘要(译)

本发明公开了一种阵列基板及其制备方法、显示面板和显示装置，以解
决现有技术中用于OLED的阵列基板的制备成本高和制备效率低的问题。
所述阵列基板采用两行像素单元共用复位线的方式，且复位线与复位用
的第一薄膜晶体管的连接采用内部为梯形结构的第二过孔，所述第二过
孔的部分区域暴露所述复位线的一部分，所述第二过孔的另一部分区域
暴露部分所述第二半导体电极的一部分；所述源漏极金属层所包括的金
属电极覆盖所述第二过孔暴露的所述复位线和所述第一薄膜晶体管的漏
电极，使得所述复位线与属于相邻两行的所述薄膜晶体管的漏电极对应
在的所述第二半导体电极连接。
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